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L'invention concerne un dispositif pour decomposer un 
compose organique halogen§. 

Selon l'invention. il comprend un tube cyiindrique 2. une 
tuyere d'alimentation en gez 3. une torche de piasma a induc- 
tion consistent en une bobine haute frequence 4 enroulee sur 
to tube 2. une source 1 5 d'un gaz porteur. un premier recipient 
10 qu? contient le compose organique halogene 12 en phase 
liquide et dans lequel est introdu'rt te gaz porteur; un second 
recipient 1 1 qui contient de J'eau et dans lequel est introdu'rt le 
gaz porteur et un passage 13 du gaz porteur qui melange celui 
du premier recipient a celui du second recipient et force le 
melange resultant dans la tuyere, le gaz porteur du premier 
recipient contenant le compose organique halogene. celui du 
second recipient contenant de I'eau. 

L'invention s'epplique notemment a la protection de 
I'environnement. 
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La presente invention se rapporte a un precede 
et a un dispositif pour efficacement decomposer des compo- 
ses organiques halogenes qui sont des composes organi- 
ques tels que les chlorof luorocarbones (CFC ) et le trichlo- 
roethylene, contenant du f luor, du chlore ou du brome. 

Les composes organiques halogenes qui sont des 
composes organiques, comme CFC. et le trichloroethy lfene , 
contenant du f luor, du chlore ou du brome, trouvent une 
large utilisation en tant que solvant, r^frgdrant et agent 
extincteur et sont employes en de grandes quantites. Par 
consequent, ils ont une certaine importance dans I'industrie. Cepen- 

■ 

dant, ces composes sont volatile et un grand nombre des 
composes organiques halogenes utilises dans I'industrie 
sont emis vers 1 1 en v ir onnement comme 1 1 atmosphere , 1 1 eau 
ou le sol. En consequence, on a fait remarquer que cette 
emission detruisait la couche d'ozone de la stratosphere 
et produisait des substances carcinogenes , affectant ainsi 
gravement 1 1 en vironnemen t . 

Lorsqu 'H f aut se debarrasser de composes organiques 
halogenes, 1 1 o*i ne dispose couramment d'aucune methode sp- 
propriee pour leur decomposition, parce que leur reactivite 
est extremement faible . 

Les techniques de decomposition qui ont jusqu'a 
maintenant ete rapportees sont principalement des techniques 
de combustion a de hautes temperatures. Un exemple de 
decomposition de dechets organiques dangeureux utilisant 
de telles techniques est demerit dans un article intitule 
"Laboratory Investigation of Thermal Degradation of a 
Mixture of Hazardous Organic Compounds 11 de John L. Graham, 
Douglas L . Hall et Barry. Dellinger dans Environ. Sci. Tech- 
nol., Volume 20, N° 7, 1986, pages 703-710. Cependant, dans 
cette methode, 1 ' ef ficacite* energetique est extremement fai- 
ble, parce que les composes organique halogenes sont brDies 
en meme temps qu'une grande quantite de combustible t comme 
un hydrocarbure. Par ailleurs, la totalite du dispositif ne peut 
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etre d'une petite taille, car le reservoir de combustible 
et 1 1 incinerateur sont grands. De plus, les halogenes li- 
bres produits par la combustion viennent en contact avec la 
paroi de 1 1 incinerateur qui est h de hautes temperature, atta- 
quant ainsi 1 1 incinerateur • Ce ph£nomene est par ticu liere- 
ment Evident lorsque 1 'on brOle des composes organiques de 
fluor. 

La presente invention a pour objet principal un 
precede pour la decomposition efficace de composes organi- 
ques halogenes, comme les chlorof luorocarbones (CFC) et le 
trich 1 oroe thy 1 ene , par reaction au plasma. 

La presente invention a pour autre objet un procede 
et un dispositif pour la decomposition efficace de composes 
organiques halogenes en fournissant efficacement les composes 
en phase liquide dans un plasma. 

La pr6sente invention a pour autre objet de produi- 
re un dispositif capable de decomposer les composes organi- 
ques halogenes sans produire de sous-produits dangeureux. 

Les presents inventeurs ont recherche un procede 
capable de decomposer facilement des composes organiques 
halogenes et ont trouve un precede de decomposition utili- 
sant un plasma produit soit par un chauffage par induction 
utilisant des ondes h haute frequence ou des micro-ondes 
ou par un chauffage en courant continu. La presente inven- 
tion utilise le fait que les substances sont reactives a 
l'etat de plasma. Meme des produits chimiques resistant a 
la decomposition comme des composes organiques halogenes 
peuvent etre decomposes en un temps court. En particulier, 
dans un plasma atteignant plus de 10000°C, presque toutes 
les molecules sont considerees comme se dissociant en ato- 
mes . 

Selon la presente invention, des composes organi- 
ques halogenes sont introduits dans un plasma pour leur 
decomposition. Dans un mode de realisation de l'invention, 
un compose organique halogene est introduit dans un plasma, 
en meme temps qu'une substance reagissant avec le compose 
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organique halogene decompose tel que de l'eau. Le compose 
decompose est force a reagir avec 1 1 eau pour ^empecher de 
retourner a son etat d'origine. 

L ' invention sera mieux comprise, et d' autres buts, 
caracteri stiques , details et avantages de celle-ci apparai- 
tront plus clairement au cours de la description explicative 
qui va auivre faite en reference aux dessins sch^matiques 
annexes donnes uniquement a titre d'exemple illustrant 
plusieurs modes de realisation de 1 1 invention, et dans les- 
quels: 

- la figure 1 est un schema d 1 un systeme pour de- 
composer un compose organique halogene, le systeme etant 
fabrique selon 1 1 invention ; 

- les figures 2 et 3 sont des schemas d'autres sys- 
temes selon 1 ' invention, pour decomposer un compost organi- 
ques halogene ; et 

- la figure 4 est un schema d 1 un autre systeme se- 
lon 1 ' invention pour empecher la production de sous-produits 
dangeureux.- 

En sb r£f£rant a la figure 1, elle montre un sys- 
teme selon 1 'invention. Le systeme a une torche 1 pour pro- 
duire un plasma par induction- La torche 1 comprend un tube 
cylindrique 2 fait en un mate'riau isdlant tel que du quartz, 
une tuyere 3 d 1 a limentation a gaz et une bobine haute fre- 
quence 4 qui entoure le tube 2. La tuyere 3 est pourvue 
d 'une gorge annulaire 5. Une plaque annulaire 6 est soud£e 
a l'exterieur de la gorge 5. La plaque 6 est pourvue d 1 un 
certain nombre de trous minuscules 7- La gorge 5 est connec- 
ted a une extremite d'un trou B qui est forme dans la tuyere 
3. L'autre extremite du trou 8 est connects a un tube 9 au 
sommet de la tuyere 3. 

Le tube 9 se ramifie en un premier tube qui attend 
dans un premier recipient 10 et un seconde tube qui s'etent dans 
un second recipient 11. Le premier recipient 10 contient un 
compose organique halogene 12, tel que CFC, qui doit etre 
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decompose et est en phase liquide. Une extremite d'un tube 
13 d 1 alimentation en gaz porteur est inser^e dans le compo- 
st organique halogene contenu dans le premier recipient 10. 
L 1 autre extremite du tube d 1 alimentation 13 est connected a 
une source de gaz argon 15 via un regulateur d'^coulement 14. 
Le second recipient 11 contient de l'eau 16 dans laquelle 
est ins^r^e une autre extremite d 1 un autre tube 17 d' alimen- 
tation en gaz porteur, tandis que 1' autre extremity est con- 
nects a la source de gaz argon 15 via un regulateur d'e'cou- 
lement 18. 

Un se"lecteur 19 est monte dans le tube 9 pour for- 
cer soit le gaz provenant du premier recipient 10 et du se- 
cond recipient 11 ou le gaz provenant d'une source 20 de gaz 
argon dans le trou 8 qui est forme dans la tuyere 3. L'ecoule- 
ment de gaz de la source de gaz argon 20 est control^ par 
un regulateur d'ecoulement 21. 

Le tube cylindrique 2 formant la torche a plasma 1 
a une ouverture22 a proximite de son extremite infirieure. 
Un tube d' e'chappement 23 qui est connecte a un cyclone 24 
est connecte" a 1'ouverture 22. Le cyclone 24 sert a pieger 
la matiere en poudre cDntenue dans les vapeurs d'echappe- 
ment. Les vapeurs d 1 echappement ayant passe* par le cyclone 
24 sont guidees dans un tube 25 qui s'etend dans un reci- 
pient 27. Une solution d'eau alcaline 26 comme de la potasse 
(KOH) est contenue dans le recipient 27. Un tube 2B pour 
evacuer le gaz interne s'etend du sommet du recipient 27. Le 
tube d'evacuation 28 est connecte* a un autre recipient. 30 a 
proximity de son fond- Le recipient 30 contient un solide 
alcalin 29, tel que de 1 % oxyde de calcium (CaO). Le gaz 
ayant traverse les interstices parmi les particules du so- 
lide 29 peut s^chapper par un tube d"£vacuation 31 qui 
s'etend du sommet du recipient 30. 

Le f onct ionnement du systeme construit comme decrit 
ci-dessus sera maintenant decrit. A l'etat initial, le seiec- 
teur 19 monte dans le tube 9 fonctionne de maniere que du gaz 
argon provenant de la source de gaz argon 20 soit fourni 
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dans la gorge 5 via le trou 8 forme dans la tuyere 3. Le 
gaz traverse alors les nombreux trous minuscules qui sont 
Formes dans la plaque 6 et est injecte dans le tube cylin- 
drique 2. Dans cette condition, des ondes a haute frequen- 
ce sont fournies a la bobine haute frequence 4 pour 
produire un plasma P par un mecanisme d 1 allutnage (non repre- 
sent e ) . ■ 

Subsequemment , le selecteur 19 est commute' a l'au- 
tre etat de fagon que les .gaz du premier recipient 10 et du 
second recipient 11 puissant etre fournis dans la gorge 5 
vis le trou 8 dans la tuyere 3, au lieu du gaz argon prove- 
nant de la source 20 de gaz argon. Dans le premier recipient 
10, le tube d 'alimentation en gaz porteur 13 connecte a la 
source de gaz argon 15 est immerge dans la solution du com- 
pose organique halog6n§ 12 qui est contenue dans le reci- 
pient. Le gaz argon est ejecte de 1 1 extremite du tube 13 qui 
dgbouche dans la solution 12 du compose, a un debit qui est 
controle par le r^gulateur d'ecoulement 14. Comme on fait 
barboter le gaz argon a travers la solution du compose orga- 
nique 12, le compose organique vaporise est contenu dans 
1' argon gazeux et est evacu§ dans le tube 9, en provenance 
du premier recipient 10- Dans le second recipient 11, le tu- 
be 17 d 'alimentation en gaz porteur , connecte a la source 15 
de gaz argon est insere dans l'eau 16 contenue dans le reci- 
pient. Le gaz argon, est ejecte de l'extremite du tube 17 qui 
debouche dans l'eau 16, a un debit approprie contrOie par le 
regulateur d'ecoulement i8. Comme on fait barboter le gaz 
argon a travers l'eau, l'eau uaporisee est contenue dans 
l'argon et est evacuee dans le tube 9, en provenance du pre- 
mier recipient 11. 

Le gaz argon contenant la vapeur du compose organi- 
que halogene est melange au gaz argon contenant la vapeur 
d'eau, au point de ramification J du tube 9. Le melange ga- 
zeux est force dans la gorge 5 via le trou 8 dans la tuyere 3. 
Le melange gazeux passe alors a travers les nombreux trous 
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minuscules 7 qui sont formes dans la plaque 6 , et est ejecte 
dans le tube 2. Enfin, le melange gazeux est admis dans le 
plasma P. A ce moment, la temperature du plasma est 
comprise entre 1D000 et 1500Q°C. Le compose organique halo- 
gene introduit dans le plasma P est decompose a une haute 
efficacite a cause de la haute temperature et parce qu'il 
est force a reagir. 

Lorsque du trich lorof 1 uoromethane (Freonll) CCl^F 
est decompose en tant que compose organique halogene dans 
le plasma, le compose reagit avec l'eau selon la reaction 

CC1 3 F + 2H 2 0 = CD 2 + 3HC1 + HF (1) 

Les vapeurs d 1 echappemen t contenant les molecules 
decomposees sont envoy^es au cyclone 24 par le tube d'echap- 
pement 23 en provenant de 1 1 ouverture 22 du tube 2 qui se 
trouve pres du bas du tube 2- A ce moment, si la quantite d'eau 
est insuf fisante en comparaison avec le Freon 11, excess i- 
vement de carbone est produit. De la poudre fine de carbone 
et d'autres substances contenues dans les vapeurs d'echappe- 
ment sont pi^g^es dans le cyclone 24. Le gaz ayant passe 
par le cyclone 24 est introduit dans la solution dans l'eau 
d'une potasse 26 dans le recipient 27, par le tube 25. Par 
suite, les vapeurs d • echappemen t contenant des acides tels 
HC1 et HF sont neutral isees . Le gaz neutralise est admis 
dans le recipient 3D en provenance du fond du recipient 26 
via le tube d 1 echappement 28 puis est deshydrate par l'oxy- 
de de calcium 29 dans le recipient 30. Le gaz deshydrate 
est un compose stable qui affecte a peine 1 1 environnemen t . 
Ce gaz est emis d'une maniere appropriee vers 1 1 atmosphere . 

Comme le plasma P a haute temperature est produit 
a proximite de la tuyere 3, cette tuyere est chauffee par le 
plasma. Comme la temperature du plasma P est assez eievee, 
il est possible que la tuyere fonde ou se deforme. Par con- 
sequent, il est necessaire de former un passage d'un refri- 
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gerant dans la tuyere 3. et de faire circuler un refrigerant 
tel que de I'eau ou de l'huile a travers le passage, pour 
refroidir la tuyere. Si la temperature du refrigerant est 
si froide que la tuyere est e xcessi vemen t refroidie, alors 
le compost organique halogene et vaporise et l'eau forcee 
dans la gorge 5 par le trou 8 se remettent en gou tte le ttes . 
Pour cette raison, il faut prechauffer le refrigerant entre 
40°C et 50°C, pour empecher la tuyere d'etre excessi vemen t 
refroidie . 

Le tableau 1 montreles resultats d 1 une experience 
entreprise pour decomposer les trichl oro fluorome thane 
(Frdon 11) CCl^F qui est un compost organique halogene, par 
le systeme ci-dessus ment ionne . Dans cette experience, on 
a utilise le systeme ci-dessus decrit et un chromatographe 
en phase gazeuse (non represente) etait connects au tube 
d'6vacuation 31. Des analyses qualitative et quantitative 
ont ete faites du gaz decompose par le plasma. Le generateur 
utilise de plasma par induction fonctionnait aux conditions 
suivantes : 
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- Debit du gaz argon 

- Alimentation * en courant haute 
frequence 

- Tension de la plaque 

- Courant de la plaque 

- Pression de reaction 



i 



40 **/mn 



6 kV 
2,2 A 
1 mbar 



TABLEAU 



Concentration du j 
gaz du compose }- 
organique j 
halogene [ 


Gaz 

Type ! 


ajoute 

Concentration 
de gaz 


j Rapport de decomposition 
— f Freon 11 


2,2% i 






j Plus de 99% 


2,2% [ 




2,5?o 


\ 62% 


2 , 2.% | 


h 2 o i 


2, 5/Id 


! Plus de 99% 
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Comme on peut le voir du tableau 1, lorsque 1 1 on 
introduit que CFC dans le plasma, le rapport de decomposi- 
tions du Freon 11 depasse 99?o. Cependant , une grande quan- 
tity de carbone adhere a la paroi interne du tube 2. Lors- 
5 que l'on introduit de l'hydrogene gazeux dans le plasma en 
merne temps que Freon 11, la reaction de decomposition ne se 
passe pas apres qu ! un rapport de decomposition de 62% ait ete 
atteint. De meme , le depot de carbone n'est pas supprime. 
Par ailleurs, lorsque 1 1 on admet, dans le plasma, un melange 

10 de Freon 11 et d'eau, le taux de decomposition depasse 99%. 

De plus, la production de carbone est fortement suppri- 
mee. Lorsqu'un compose de metal tel que de I'oxyde de cal- 
cium ( non represente au tableau 1) est ajoute a. la place de 
l'hydrogene gazeux ou de l'eau, on obtient un halogenure de 

15 metal tel que le chlorure de calcium ou le fluor de calcium. 
De tels halogenures de metal sont des composes stables et 
affectent peu 1 1 envi ronnemen t . 

Le tableau 2 montre les resultats d'une experience 
accomplie pour la decomposition du 1 ,1 ,2-trichloro-l ,2,2- 

20 -t r i f 1 uoroethane (Freon 113) CCI^FCCIF^ Cette experience 

montre que seul le Freon 113 est decompose a raison de plus 
de 99%, de la meme maniere que le Freon 11. Lorsque 1 1 on 
ajoute de l'eau au Freon 113, le taux de decomposition de- 
passe 99%. De meme, la production de carbone est fortement 

25 supprimee. Le generateur de plasma a induction utilise fonc- 

tionne dans les memes conditions que dans 1 'experience ci- 
dessus pour la decomposition du Freon* 11. 

TABLEAU 2 



Concentration du 
gaz du compose 
organique 
halogene 




Gaz 


ajoute 


J Rapport de decompo- 


i Type 


i 
i 
i 

i 


Concentration 
de gaz 




0,57?.; 
0,57515 
0,57?o 


| H 2 
| H 2° 


i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 


2,5% 
2,6% 


! Plus de 99% 
j 99% 
! Plus de 99% 
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En se r6f grant a la figure 2, elle montre un autre 
systeme selon 1 1 invention . II faut noter que des composants 
identiques sont d6sign6s par des chiffres identiques de 
r^f^rence sur toutes les figures. Dans cet exemple, une tor- 
che 1 a une tuyere 3 qui est pourvue d 1 un trou B connects 
a une gorge 5- La tuyere 3 est pr^uue en son centre d 1 un trou 
50. Un tube 9 a travers lequel s'§coule un gaz porteur pro- 
venant d'un premier recipient 10 et d l un second recipient 11 
est connects au trou central 50. Dans le premier recipient 
10, on fait barboter du gaz argon a travers un compost or- 
ganique halog6n6. Dans le second recipient 11, on fait bar- 
boter du gaz argon a travers de l f eau. Un tube 5 2 est connects au 
trou 8 et elgalement a une source 20 de gaz argon via un re*- 
gulateur d'icoulement 51. 

Dans cet exemple, quand le systeme est a sa condi- 
tion initiale, le selecteur 19 monte* dans le tube 9 est com- 
mand6 pour fournir le gaz argon de la source 20 de gaz argon 
au trou 50 dans la tuyere 3. Le gaz argon provenant de la 
source 20 de gaz argon est fourni a la gorge 5 via le trou 
8 a un deb*t contrble par le regulateur d'ecoulement 51. 
Par consequent, a I'interieur du tube 2, le gaz argon est 
6ject& en deux emplacements, c ! est-a-dire par les trous 
minuscules 7 dans la plaque 6 et par le trou 50. Dans cette 
condition, des ondes a haute frequence sont fournies a une 
bobine haute frequence 4' et le plasma P est allume" par un 
m£canisme d'allumage. 

Ensuite, le selecteur 19 est commute a son autre 
6tat. Au lieu du gaz argon provenant de la source 20, les- 
gaz du premier recipient 10 et du second recipient. 11 sont 
ejectes dans le tube 2 via le trou 50 dans le tuyere 3. Par 
suite, le compose prganique halog6n§ admis dans le plasma P 
est decompose a une haute efficacite* a cause de la haute 
temperature, de la meme maniere que dans 1 ' exemple deja, de"- 
crit en se r6f6rant a la figure 1. 

En se r6f6rant a la figure 3, elle montre un autre 
systeme selon l'invention. Une torche 1 a une tuyere 3 pour- 
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vue d'un trou 8 relie a une gorge 5. Un tube 61 est connects 
au trou 8 et egalement h une source 63 de gaz argon via un 
regulateur d'ecoulement 62. Un tube 64 est insure" dans la 
portion centrale de la tuyere 3. Un tube 65 est monte a 
5 l'interieur du tube 64. Par consequent , la portion centrale 
de la tuyere 3 est d 1 une structure double. Le tube externe 
64 est connects a un meiangeur 66. Un compose" organique 
halogene 68 maintenu dans un recipient 67 est introduit dans 
le meiangeur 66 par une pompe 69. De mime, l'eau 71 recue 

10 dans un conteneur 70 est fournie au meiangeur 66 par une 

pompe 72. Le tube 65 est connects a une source de gaz argon 
74 via un regulateur d'ecoulement 73. 

A l'etat initial du systeme construit comme decrit 
ci-dessus, le gaz argon est fourni a un debit adequat de 

15 la source 63 de gaz argon via le regulateur d'ecoulement 62, 

est forc^ a travers le tube 61, le trou 8, la gorge 5, et 
les trous minuscules 7 et est ejects dans le tube 2. Dans cette 
condition, des ondes a haute frequence sont appliqu£es a 
une bobine haute frequence 4 pour allumer un 

20 plasma P par un m^canisme d'allumage (non represents) 
Alors, les pompes 69 et 72 sont commandoes 
pour fournir a la fois le compose halogene et l'eau dans 
le meiangeur 66 ou on les melange. Le melange liquide tra- 
verse le tube 64 vers le tube externe des tubes doubles mon 

25 tes au centre de la tuyere 3. 

Le gaz argon est fourni par la source 74 de gaz 
argon dans le tube interne 65 des tubes doubles au centre de 
la tuyere 3 a un debit contrdie par le regulateur d'^coule- 
ment 73. A l'extremite avant des tubes doubles, le gaz ar- 

30 gon est ejecte du tube interne. Cela atomise le melange du 

compose organique halog6ne et de l'eau provenant du tube 
externe des tubes doubles. Le melange atomise est introduit 
dans le plasma en meme temps que le gaz argon. 

La decomposition de Freon 11 se passe dans le plas- 

35 ma comme cela a ete donne par liquation (1) ci-dessus - Si 
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des substances de reaction sont maintenues a de hautes 
temperature pendant longtemps, la reaction de decomposition 
continue a se passer, produisant des substances dangeureuses 
telles que la dioxine. La figure 4 montre un exemple de 1' in- 
vention qui est concu en tenant compte des considerations 
ci-dessus. Dans cet exemple, un passage annulaire 80 est 
forme dans le tube 2. Une multiplicity de trous minuscules 
81 sont formes dans la parol interne du passage 80. Un tube 
84 qui est connects a une source de gaz argon 83 via un r£- 
gulateur d'ecoulement 82 est connects au passage 80. Le de- 
bit du gaz provenant de la source B3 de gaz argon est contro- 
ls de maniere appropriee par le regulateur d'ecoulement 82 
et le gaz est fourni au passage 80. Alors, le gaz argon est 
ejecte dans le tube 2 en provenant des nombreux trous minus- 
cules 81. 

Dans le systeme qui vient d'etre decrit, le gaz 
argon provenant des trous minuscules 81 dans le passage 80 
est injecte dans le plasma P. En consequence, le plasma est 
momen tanement refroidi. La portion du plasma ou est admis 
le courant de gaz disparait. Par consequent, le compose 
organique halo gene decompose ne peut etre place dans le 
plasma pendant longtemps. Ainsi, il ne se passe pas de reac- 
tions excessives. De cette maniere, la production de sous-pro- 
duits dangeureux est empechee. 

Dans les exemples ci-dessus, le gaz argon est 
ejecte dans le plasma. Si la production de NO ne pose aucun 
probleme, on peut ejecter de T azote gazeux. De meme, de l'eau 
peut etre ejectee au lieu du gaz. Dans ce cas, HC1 et HF 
produits par la decomposition sont absorbes dans l'eau. 
Cette absorption est favorisee par I'ejection d'une solution 
d'eau alcaline dans la flamme du plasma et neutralisation 
des acides. Ungazalcalin tel que l'ammoniac peut etre utilise 
pour neutraliser les acides. Dans ce cas, les gaz acides 
peuvent etre convertis en solides comme le chlorure d'ammo- 
nium et le fluorure d 1 ammonium, par neutralisation. Dans les 
exemples ci-dessus, egalement , le gaz argon est ejecte des 



25401 4SA1 I 



12 



2640148 



trous minuscules Bl pour eteindre le plasma. Alternative- 
ment, une fente annulaire est formee et du gaz ou du liqui- 
de est injects dans un plasma, en provenant de cette fente. 

Tandis que 1 1 invention a €t6 illustr^e et decrite 
en se r6ferant a ce mode de realisation prefere, on compren 
dra que des changements peuvent y etre apportes. Dans 
1 '.'example montre* a la figure 1, la tuyere de la torche est 
pourvue d 1 une seule gorge. Le gaz argon et le gaz porteur 
contenant un compost organique halog§n§ vaporish, sont 
fournis de maniere interchangeable dans la gorge. Le gaz 
porteur est force a contenir la vapeur du compost organique 
en faisant barboter le gaz a travers le compost organique. 
La tuyere peut egalement etre pourvue de deux gorges dant une 
recoit le gaz argon et le gaz porteur de maniere interchan- 
geable. Le gaz porteur est force" a contenir un compose orga 
nique halogene vaporise en faisait barboter du gaz a tra- 
vers le compost organique. L 1 autre gorge est constamment 
alimentee en gaz argon. Dans les exemples ci-dessus egale- 
ment, les composes organiques halogenes sont decomposes par 
un g£n£rateur de plasma a induction a haute frequence. Ce 
generateur de plasma pour decomposer les composes peut etre 
du type a chauffage direct. Dans la description ci-dessus, 
les composes organiques halogdn^s en phase liquide sont 
introduits dans le plasma. L 'invention s 1 applique egalement 
au cas qu des composes organiques halog^ne's en phase gazeus 
ou liquide sont decomposes. 
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REVENDICATIONS 



1. Proc^de de decomposition d r un compose organique 
haiogene, caracteris^ en ce qu'il comprend l'etape d'intro- 
duire le compose organique haiogene dans un plasma pour 
decomposer ledit compost. 

2. Precede selon la revendica t ion 1, caracterise 
en ce que le plasma est produit par un generateur de plasma 
a induction a haute frequence. 

3. Procede de decomposition d'un compose organique 
haiogene, caracterise en ce qu*il comprend l'etape d 1 intro- 
duire ledit compose organique haiogene et une substance 
dans un plasma pour decomposer le compost organique, la 
substance reagissant avec le compose organique haiogene de- 
compose dans le plasma. 

4. Procede selon la revendication 3, caracterise 
en ce que la substance precitee est de l'eau. 

5. Procede selon la revendication 3, caracterise 
en ce que la substance precitee est un compose de metal. 

o 

6. Procede selon la revendication 3, caracterise 
en ce qu'il comprend de plus l'etape d'introduire les 

m 

substances obtenues par la decomposition dans le plasma, 
dans une solution alcaline pour neutraliser les substances. 

7. Procede de decomposition d'un compose organique 
haiogene, caracterise en ce qu'il comprend les etapes de : 

. faire barboter un gaz porteur a travers le com- 
pose organique haiogene qui est en phase liquide 
de maniere que le compose soit contenu dans le 
gaz porteur ; 

. faire barboter le gaz porteur a travers une 
substance liquide reagissant avec le compose 
organique haiogene decompose de maniere que la 
substance liquide se trouve contenue dans 
le gaz porteur ; 
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. M61anger le gaz porteur contenant le compost 
organique halog6n6 avec le gaz porteur contenant 

la substance liquide ; et 
. introduire le melange gazeux dans un plasma. 
^ 8. Dispositif pour decomposer un compose organique 

halog^ne, caract^ris^ en ce qu'il comprend : 

. un tube cylindrique (2) ; 
. une tuyere (3) d 1 al imentation en gaz ; 
. une torche a plasma a induction consistant en 

une bobine haute frequence (4) enroulee autour 

du tube (2) ; 
. une source (15) de gaz porteur ; 

. un premier recipient (10) qui contient le com- 
pose* organique halogene (12) en phase liquide 
et dans lequel est introduit un gaz porteur pro- 

1 5 

venant de ladite source ; 
. un second recipient (11) qui contient de l'eau 
et dans lequel le gaz porteur est introduit en 
provenance de ladite source ; 



20 



un 



passage (13) du gaz porteur qui melange le 



gaz porteur du premier recipient au gaz porteur 
du second recipient et force le melange resul- 
tant dans ladite tuyere, le gaz porteur du pre- 
mier recipient contenant le compost organique 
25 halog£n6, le gaz porteur du second recipient 

contenant de l'eau. 
9. Generateur de plasma a induction, caract6ris6 

■ 

en ce qu'il comprend : 

. un tube cylindrique (2) ; 
^ Q . une tuyere d ' alimentation en gaz (3) ; 

. une torche de plasma a induction consistant en 
une bobine haute frequence (4) enroulee sur le- 
dit tube ; 

. un tube d'admission de liquide (8) qui est monte§ 
35 dans la tuyere d ' a 1 imenta ti on en gaz et dans le- 

quel est introduit un liquide a fournir dans un 
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plasma forme dans le tube cylindrique ; 
. un tube (9) d ' admission de gaz dispose pres du 

■ 

tube d'admission de liquide ; et 

m 

. en ce que le liquide provenant du tube d'admis- 
sion de liquide est atomise par le gaz du tube 
d'admission de gaz et est pulverise* dans le 
.plasma. 

10. Dispositif pour decomposer un compose" organique 
halogene", caract^rise* en ce qu'il comprend : 

. un tube cylindrique (2) 

• une tuyere (3) d ' a limentation en gaz ; 

. une torche de plasma a induction (4) consistant 
en une bobine haute frequence enroul^e sur le 
tube ; 

• un moyen (69) pour fournir le compost organique 
halogene" dans un plasma via la tuyfere d 1 alimen- 
tation en gaz, le plasma etant farm£ dans le 
tube cylindrique ; et 

, _ un moyen (81) pour 6 jecter un gaz ou un liquide 

• dans une portion du plasma pour 6teindre ladite 
portion du plasma . 
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